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摘要(译)

提出了一种制造用于LCD（液晶显示装置）的阵列基板的方法，其中每
个像素区域包含多畴区域。该方法包括：通过在LCD基板上涂覆第一对
准材料来形成第一对准层;在第一取向层上形成光刻胶图案;去除由光刻胶
图案暴露的第一取向层;通过在基板上涂覆第二取向材料形成第二取向层;
去除光致抗蚀剂图案以剥离形成在光致抗蚀剂图案上的第二取向层;并且
沿预定方向摩擦第一对准层和第二对准层。第一和第二取向层由不同的
材料形成并具有不同的取向方向。
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